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Sposéb modyfikacji poliuretanéw

Przedmiotem wynalazku jest sposdb modyfikacji poliuretanéw, zwtaszcza otrzymywanych na podstawle
polieterow alifatycznych.

Poliuretany stosuje sie jako s$rodki wigzgce przy wyrobie sztucznej skéry iinnych materiatéw, do
powlekania i impregnacji tworzyw sztucznych itp.

Znane istosowane sposoby otrzymywania poliuretandw polegaja na reakecji poliaddyc]l polioli
- zdwuizocyjanianymi lub trdjizocyjanianami w obecnosci katalizatoréw w temperaturze od temperatury
pokojowej do okoto 120°C.

Jako poliole s zwykle stosowane glikole matoczasteczkowe oraz polietery i poliestry zakoriczone grupami
-OH. Do syntezy poliuretanéw jako poliole stosuje sie powszechnie mieszanine polioli, szczegélnie glikole
polioksyetylenowy, polioksypropylenowy iinne. Tak otrzymane poliuretany sq mato odporne na werunki
atmosferyczne oraz wykazuja niedostateczne witasnosci mechaniczne. Stwierdzono, ie je2eli do syntezy
poliuretanéw jako sktadnika poliolowego zastosuje sie glikol polistyrenowy, wydatnie polepszaja sie¢ zaréwno
jego wiasnosci mechaniczne, jak i chemiczne.

Wedtug wynalazku do syntezy poliuretanéw oprécz powszechnie uzywanych jako sktadnik pollolowy
stosuje si¢ glikol polistyrenowy o wzorze ogélnym HO-(CH,-CH R)n-OH, w ktérym R oznacza rodnik fenylowy,
a n liczbe catkowita 10—50, w ilosci 10—60% molowych w przeliczeniu na catkowitg ilosé polioli.

Modyfikowane sposobem wedtug wynalazku poliuretany sa odporne na hydrolizg i warunkl atmosferysine
oraz charakteryzuja si¢ dobrymi wtasnosciami mechanicznymi. Na przyktad wytrzymatos¢ na rozerwanie
poliuretanu zawierajacego wed tug wynalazku 40% mol glikolu polistyrenowego wynosi 224 kG/cm? , podczas gdy
ta sama wytrzymato$¢ dla poliuretanu zawierajacego glikol polioksyetylenowy wynosi tylko 14,5 kG/em?.

Ponizsze przyktady blizej wyjasniaja sposéb wedtug wynalazku.

Przyktad 1. 24,09 (0,012 mola) glikolu polioksyetylonowego o cigzarze czasteczkowym 2000, 5,8 g
(0,003 mola) glikolu polistyrenowego o ciezarze czasteczkowym 1860 i 0,45 g (1,5% wag.) tréjetylonodwuaminy
rozpuszcza si¢ w70 g octanu etylu. Cato$é ogrzewa sig do temperatury 76°C. Nastgpnie dodaje-sie 13,1¢



2 94 527

(0,02 mola) tréjizocyjanianu ,,Desmodur L rozpuszczonego w 30 g octanu etylu, silnie miesza i wylewa na
wypoziomowang ptyte szklang wylewarki. Catosé ogrzewa sie w temperaturze 75°C w ciagu 2,5 godziny pod
ciénieniem normalnym, a nastgpnie przez 2 godziny pod ciénieniem 0,1 atmosfery. Otrzymuje sie¢ odporng na
dziatanie wilgoci amorficzng folie poliuretanowq o wytrzymatoéci na rozerwanie réwnej 59,0 kG/cm?
i wydtuzeniu wzglednym przy zerwaniu 325%.

Przyktad Il. Synteze prowadzi sig w sposéb podany w przyktadzie | uzywajac 18,0 g (0,009 mola)
glikolu polioksyetylenowego o cigzarze czasteczkowym 2000, 11,2g (0,006 mola) glikolu polistyrenowego
o ciezarze czasteczkowym 1860, 13,1g (0,02 mola) tréjizocyjanianu ,Desmodur L'’, 0,44g (1,56% wag.)
tréjetylenodwuaminy oraz 100,0 g octanu etylu. Otrzymuje sie amorficzng folie poliuretanowa o wytrzymatosci
na rozerwanie 224 kG/cm? | wydtuzeniu wzglednym przy zerwaniu 400%.

ZastrzeZenie patentowe

Spos6éb modyfikacji poliuretanéw w procesie ich wytwarzania na drodze reakcji poliaddycji polioli

z dwuizocyjanianami lub tréjizocyjanianami w obecnoséci katalizatora, znamienny tym, ze w syntezie

“jako sktadnik poliolowy stosuje sie glikol polistyrenowy o wzorze ogéinym HO-(CH,-CHR)n-OH, w ktérym

R oznacza rodnik fenylowy, a n liczbe catkowita 10—50 w ilosci 10—60% molowych w przeliczeniu na catkowitq
iloé polioli.
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